
Cubis® MCA 天平的设备清洁

执行摘要
本说明概述了 Sartorius Cubis® MCA 实验室天平的清洁功能。其中包含对清洁支持的设置和设定、清洁任务的创建以
及应用示例等相关功能的说明。
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1   清洁设备
本章介绍Cubis® MCA实验室天平的设备清洁设置。其中包括

清洁概念

清洁支持配置

创建清洁任务

管理状态中心的清洁活动。

2   设备清洁概念
清洁 Cubis® 是获得高质量测量结果的先决条件。这样可以降低与异物接触和交叉污染的风险。设备清洁 "软件功能可
帮助您执行工作说明书中规定的清洁计划。您可以在天平中配置您的规格，这些规格会指示何时需要对天平进行清洁。
然后，Cubis® MCA 的清洁 QAPP 通过指导用户完成拆卸和安装天平以及清洁组件的各个步骤，在清洁过程中为用户
提供支持。

设备要么处于 "已清洁 "状态，要么处于 "需要清洁 "状态。如果对天平进行了清洁，并且发生了其中一个配置事件，天
平就会自动切换到 "需要清洁 "状态。要进行清洁，必须创建并执行清洁任务。根据所需的清洁类型，清洁任务会引导
用户逐步完成整个过程。最后，执行自检以检查设备是否已正确重新组装。然后才将天平重置为 "已清洁 "状态。

该设备支持两个不同的阶段来检测所需的清洁。此外，还可以完全关闭该功能。可在设备设置中选择相应环境所需的级
别。

2.1   基本清洁
第一阶段涉及基本清洁，无需完全拆卸和清洁天平及其外围。如果选择了这一阶段（另请参阅清洁设置）并且至少设置
了一个监控，天平就会进入 "需要基本清洁 "状态。在这Ā状态ā，至少需要进行一Ă基本清洁才能将天平ăĄ到清洁
状态。ąĆ，ć可以执行高级清洁。

Cleaned Basic cleaning 
necessarĈ

ĉvent 
occurs

Basic cleaning

基本清洁状态

基本清洁Ċ用于天平的日常清洁ąċČ污染。清洁任务可指导用户完成所需的步骤。

2.2   高级清洁
第č阶段涉及高级清洁，在这一阶段中，天平及其外围Ď完全拆卸并ď可能清洁。如果选择了这一阶段（另请参阅清洁
设置）并且至少设置了一个监控，天平将进入 "需要高级清洁 "状态。在这Ā状态ā，必须进行高级清洁才能将天平ă
Ą到清洁状态。在这ĀĐđā，基本清洁是不Ē的。
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Cleaned

Basic cleaning 
necessarĈ

Basic 
event 
occurs

Basic cleaning

Advanced 
event 
occurs

Advanced cleaning 
necessarĈ

Advanced 
cleaning

Advanced 
event 
occurs

高级清洁状态

高级清洁Ċ用于定期清洁天平，ēĔ时ēĕĖą污染ĕ重的Đđ。在清洁任务中，会ė用户Ę示如何拆卸、清洁和重新
组装天平的相关ę件。

3   设备清洁设置
在 Ě设备清洁ě 设置Ĝĝ中，可以进行自动检查是否需要清洁的基本设置。根据参Ğ选择，ĜĝğĠ示可用的设置。

设置Ĝĝ中的清洁参Ğ

3.1   清洁支持
要ġ活清洁支持，请在 Ě清洁支持ě 设置中选择ĊĢ您的ģĤĥ

Ħff
ħ用设备的清洁支持。状态中心不会Ġ示磁Ĩ。ĩ可执行已创建的清洁任务来清洁设备。

Basic
ĝ级监控清洁需Ī。设备必须通过清洁任务成功清洁后才能īĬ "已清洁 "状态。状态中心将Ġ示ĭĮ清洁状态的
磁Ĩ。
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基本和高级
清洁要Ī的两阶段监控。根据监控Đđ，设备中会设置 "需要基本清洁 "ą "需要高级清洁 "状态。根据不同的状
态，设备必须通过相应的清洁任务成功清洁后才能īĬ "已清洁 "状态。状态中心将Ġ示ĭĮ清洁状态的磁Ĩ。

3.2   清洁标准
清洁支持需要į关所需行为的İı。清洁标准ěĲĳ配置该行为。ĴĮįĵĀ不同的行为可供选择。所į这些行为ć可
以组Ģ使用。如果触发了其中Ķ一，ķ清洁支持将ĸ换为相应的状态。

Ħn login
如果设置了这一清洁标准，Ĺįĺ定Ļļ的用户ĽľĿŀŁ后，ĿŀŁ将łŃ其清洁状态。要łŃ清洁状态的Ļ
ļ是在行为中配置的。
例如，这可以ńŅņ些ğ使用天平进行配置ą检查Ğ据（如Ň计ňŉ）的Ļļ。

任务Ŋ动时
 如果设置了这一清洁标准，天平将在规定的任务Ŋ动ĂĞ后łŃ其清洁状态。一ŋ建Ō在ōĂ使用后进行一Ă基
本清洁。为确ŎŏŐ这一建Ō，请Ŋ用基本清洁标准，并将任务Ŋ动ĂĞ设为 "1"。

 使用时ē
如果设置了这一清洁标准，天平将在规定的任务ő行时ē后łŃ其清洁状态。为此，可使用参Ğ "天 "和 "Œ时 "配
置该标准。ōĂ任何任务处于活动状态时，œ会测量ő行时ē。

3.3   清洁任务
清洁任务ě参Ğ用于配置在需要清洁且用户ŔāĚ执行清洁ěŔŕ（如状态中心ą注销）时要执行的清洁任务。选择Ġ示所
į已Ŗ接ĢĊ清洁应用程ŗ的任务。

3.4   注销时发出通知
如果将此参Ğ设置为 "是"，ķ注销时会通知用户ĭĮ是否需要进行清洁。然后用户可以选择使用配置的任务清洁设备、
Řř注销过程ąŚś注销Ŝ不进行清洁。自动注销时不会Ġ示此řı。

4   创建清洁任务
设备清洁 "QAPP 包含在第 8 ŝ的基本软件包中，并Şį相关的 QAPP 中心。已自动获得ĳ可。
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QAPP ş标

该应用程ŗ提供了一个清洁天平的指导过程。应用程ŗ提供两Ā不同的ģĤ，Š别用于常规的基本清洁ąšŢ的高级清
洁。清洁ģĤ和决定天平何时需要清洁的标准ţĹįĊĭĻļŤť的用户在天平设置Ĝĝ中定Ŧ。ŧ作Ũ可以在天平状
态中心ũ到清洁状态的概Ū，如果天平需要清洁，ūĜĝŬ会Ġ示可ŭ通知。清洁任务通过清Ů的说明和ůŰ动ű引导
用户完成整个清洁过程。该程ŗ可清ŮŲ指导用户如何拆卸和组装ųŴę件。如果ġ活，用户必须在程ŗ结ŵ时通过Ŷ
ŷŸŹ确ź天平的清洁Č。

创建任务的步骤如āĥ

Żż Ě任务管理ě Ĝĝ。1. 
ŔĜĝ中的 ĚŽě。2. 
在Ġ示的应用程ŗžſ中ƀƁ并选择 Ě清洁3. 
ŔƂ任务创建中的配置工作ƃ程进行ŧ作4. 

5   状态中心磁砖
Ŋ用清洁支持后，状态中心的磁Ĩ将Ġ示ĭĮ的清洁状态。此外，还可以查ũŬĂƄƅ和清洁的时ē。
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清洁状态中心的Ɔ砖

如果设备Ƈ进行清洁，ƈƉĞ将ƊƋ一个，并在ūĜĝ中Ġ示为ƌļ指示ƍ。在状态中心，清洁磁Ĩ会自动重新ńŗ，
以Ǝ用户能ƏƐũ到ƑƒƈƉ的ƓƔ。

如果设备Ƈ清洁，用户可以ƕ接Ɩ磁砖Ŋ动所需的清洁。为此可使用 Ě执行清洁ě Ŕŕ。这样Ɨ的条件是在任务管理中
创建了相应的任务，并在 "设备清洁" Ĝĝ中建Ə了Ŗ接。
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6   应用实例
以ā示例ƙ示了不同应用的示例ƚ设置。

6.1   日常清洁
可以在不支持设备清洁的Đđā设置日常清洁。为此可使用计划行动。设置步骤如āĥ

ŔƂ第 4 章中的ƛ述创建一个清洁任务1. 
导Ɯ至 Ě设备设置ě Ɲƞ Ě计时Ɵ控Ơ的ŧ作ơ2. 
Ƣƣ一个新的计时Ɵ控Ơ动作 "żƤ任务"。3. 
设置ƥĂ执行日期和时ē，例如 2023/03/01Ʀ 8Ƨ004. 
将重Ą日期设为 15. 
选择新创建的清洁任务作为要Ŋ动的任务。6. 
将定时ŧ作Ŏƨ在一个Ʃ于理ƪ的Źƫā。Ƙ. 

Ɛ使重ĄƬ为一天，如果设备ō天Ƈŧ作一Ă，ąĆ如果另一ƭ任务已ġ活，任务ć不会Ŋ动。Ɣ此，应根据使用时ē
选择设置。在此示例中，状态中心不Ġ示磁Ĩ。注销时，ć不会Ġ示任何İı。清理后会在Ň计ňŉ中创建一个条Ĵ。

6.2   使用后的基本清洁
ĭ天平Ď不同的用户使用时，使用后的基本清洁Ʈ常į用，Ɣ为使用的物质会使清洁Ń得Ʈ常必要。在本示例中，用户
通知Ďġ活，以Ǝ在注销后提Ư用户进行清洁。

ŔƂ第 4 章中的ƛ述创建一个清洁任务1. 
导Ɯ至 Ě设备设置ě Ɲƞ Ě设备清洁ơ2. 
将Ě清洁支持ěġ活为基本，相应的设置将可ư3. 
ƱƲĚ清洁标准ě并ŔĚŽěƢƣ标准ĚĽľ时ơ4. 
选择 ĚĻļě，选择与ŧ作相关的用户Ļļ，Ŏƨ配置5. 
选择 Ě基本清洁任务ě，然后选择先Į创建的清洁任务6. 
选择 Ě注销时通知ě，然后选择 是。Ƙ. 

这些设置会使清洁磁砖Ġ示在状态中心。如果需要进行清洁，状态中心ŔŕŬ的事件Ğ将会ƊƋ。ōĂ用户以所选Ļļ
Ķ一Ľľ设备时，œ会出Ƴ设备需要清洁的状态。Ƴ在，用户可以ƕ接Ɩ状态中心的磁ĨżƤ清洁。ţ于Ě注销时通知ě
设置ć已设置为是，Ɣ此用户注销时将ƴ到ĿŀƇ清理的通知。

6.3   基本清洁和定期高级清洁
如果定期在天平Ŭ工作Ŝ不Ė期Ƶ换用户，ķ可将任务Ŋ动ĂĞ作为基本清洁的必要清洁标准。如果要执行ŀ外的高级
清洁，ć可以使用使用Œ时Ğ来完成。本示例将任务Ŋ动ĂĞ和使用Œ时Ğ配置为标准。

如  第 4 章所述，创建两个清洁任务，一个用于基本清洁，一个用于高级清洁1. 
导Ɯ至 Ě设备设置ě Ɲƞ Ě设备清洁ơ2. 
ġ活Ě清洁支持ě到基本和高级，相应的设置就会Ġ示出来3. 
ĝƲ Ě清洁标准（基本）ě，然后Ŕ ĚŽě ƶƢƣ标准 Ě任务żƤ时ě。4. 
设置一个įƷŦ的任务Ŋ动量，例如 105. 
ĝƲ Ě清洁标准（高级）ě，然后Ŕ ĚŽě Ƣƣ标准 Ě使用时ēơ6. 
将时ē设置为 10 Œ时Ƙ. 
选择 Ě基本清洁任务ě，然后选择先Į创建的基本清洁任务8. 
选择 Ě高级清洁任务ě，然后选择先Į创建的高级清洁任务9. 
选择 Ě注销时通知ě，然后选择 是。10. 

这些设置会使清洁磁砖Ġ示在状态中心。如果需要进行清洁，状态中心ŔŕŬ的事件Ğ将会ƊƋ。Ƴ在，Ɛ使重新Ŋ动
设备，清洁支持ć会计Ƹ任务执行ĂĞ。ĭƹ到配置的执行ĂĞ时，状态将设置为 "需要基本清洁"。如果ƹ到配置的使
用期ť，设备将切换到ā一状态 "需要高级清洁"。ć可以在Ƈ进入 "需要基本清洁 "状态的Đđā进入该状态。Ƴ在，
用户可以ƕ接通过状态中心的磁ĨżƤ相应的必要清洁。清洁支持功能会根据Š配自动选择正确的任务。ţ于设置 
ĚNotifĈ on logoutě ćĎ设置为是，Ɣ此用户在注销时会ƴ到天平ƺƇ清洁的通知。
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